Photomask Japan 2021
Exhibition Application Form オンライン展示会出展申込書
Extended Deadline: February 26, 2021

Send to: Photomask Japan Secretariat
c/o JTB Communication Design, Inc.
Celestine Shiba Mitsui Bldg., 3-23-1 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 105-8335, Japan
E-mail: pmj@jtbcom.co.jp Fax: +81-3-3452-8550
[bookmark: _GoBack]
日英ともご記入ください            	 	Please retain a copy of this form for your records. 申込書の控えを保管してください
	Company name*
	

	会社名*
	フリガナ

	
	

	Main Exhibits
	

	主な展示内容
（製品・技術）
	

	Address
	

	住所
	〒


	Department
	

	所属
	

	Person in charge
	
	Position
	

	担当者名
	
	役　職
	

	E-mail
	

	Phone
	
	FAX
	

	URL**
	http://

	Exhibition Fee
出展料
	オンライン展示会
	

	\100,000 / 1社



* Please fill in your company name as you wish it to appear in published materials.
ご記入いただいた表記で、印刷物に社名を掲載させていただきます。
** If you wish to link from our Website, please fill in your URL.
当展示会ウェブサイトからリンクご希望の方はURLをご記入ください。

< Privacy Policy / 個人情報の取扱いについて >
The information contained on this application form will be retained by Photomask Japan (PMJ) for various announcements regarding
future editions of PMJ Technical Exhibition. This information may be provided to partner companies that have established their own
information protection systems and signed a confidentiality agreement with PMJ. Please contact the Secretariat if use of this
information is objectionable.
この出展申込書にご記入いただいた個人情報はPhotomask Japan が保有し、今後のホトマスク技術展示会に関する情報の他、各種案内に使用させていただくことがあります。万一不都合がございます場合は、Photomask Japan 事務局までご連絡ください。ただしサービス提供のため機密保持契約を締結した業務委託先（事務局協力会社）に預託することがありますので、予めご承知おきください。
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